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Przy dokonywaniu zdje¢ fotograficz-
nych, ktore czesto uskuteczni¢ trzeba moz-
liwie predko, niedogodnie jest najpierw
mierzyé¢ odleglosé, a nastepnie spogladaé
na obraz celownika, przesuwajac w tym ce-
lu glowe wbok.

W mysl niniejszego wynalazku odlegto-
$ciomierz oraz wbudowany w nim celow-
nik, posiadajace oddzielne osie optyczne,
sa tak umieszczone, ze ich pola widzenia le-
z3 tuz obok siebie, przyczem posiadaja al-
bo jeden wspélny otwér wzierny, albo dwa
otwory wzierne, tak blisko siebie polozone,
2e wystarczy jedynie przesuniecie okiem,
aby kolejno spojrzeé¢ w oba otwory.

Na rysunku przedstawiono przyklady
wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia schematycznie kon-
strukcje, w ktérej otwér wzierny odlegto-

§ciomierza przesunigty jest na prawo i bie-
gnie rownolegle do tuz obok umieszczonego
otworu wziernego celownika; fig. 2 — od-
miane konstrukcji, w ktérej otwoér wzierny
odleglosciomierza jest nachylony w kierun-
ku otworu wziernego celownika; fig. 3 —
konstrukcje¢, w ktérej odleglosciomierz i
celownik posiadaja wspélny otwér wzierny;
fig. 4 — diafragme; fig. 5 — odmiane kon-
strukcji wedlug fig. 3.

Na fig. 1 i 2 litera A oznaczony jest od-
leglosciomierz zwierciadlowy, a literami
B C — celownik. Przed tylnym otworem
wziernym odleglosciomierza umieszczone
sa albo pryzmaty prostokatne D, albo pry-
zmat F, ktére skierowuja promienie swietl-
ne, wychodzace z odlegtosciomierza, do o-
tworu wziernego E, znajdujacego si¢ tuz o-
bok celownika. Mozna réwniez umiescié o-
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twér wzierny celownika zapomoca podob-
nego ukladu pryzmatéw tuz obok otworu
wziernego odleglosciomierza. Nalezy za-
znaczyé, ze celownik B C niekoniecznie
musi byé umieszczony pomigdzy obydwoma
odbijajacemi elementami. Mozna go umie-
§ci¢ rowniez na miejscu jednego ze zwier-
ciadel, a zwierciadto na miejscu celowni-
ka, przyczem cale urzadzenie, celem wy-
godnego obserwowania obydwoma przyrza-
dami, wykonane by¢ moze jak na rysunku.

Na fig. 3 cze$é pryzmatu M, odbijajaca
promienie $wietlne odlegtosciomierza I H,
znajduje sie bezposrednio przed okularem
K celownika, przyczem pomigdzy otworem
wziernym O a celownikiem L K umieszczo-
na jest diafragma N z podluznem wycie-
ciem, przedstawiona na fig. 4. ’

W odmianie, przedstawionej na fig. 5,
podwoéjny pryzmat M‘ znajduje si¢ pomie-
dzy odlegtosciomierzem I H a soczewka K
okularu celownika K L.

W obu tych konstrukcjach celownik, od-
leglosciomierz i diafragma znajduja sie we
wspélnej ostonie P.

Zastrzezenia patentowe.

1. Odleglosciomierz z celownikiem do
aparatow fotograficznych o réznych osiach

optycznych, znamienny tem, ze zaopatrzo-
ny jest w dodatkowe pryzmaty, odchylaja-
ce promienie $wietlne odleglosciomierza i
celownika ku wziernikom obu przyrzadoéw,
polozonym tuz obok siebie.

2. Odlegtosciomierz wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, Ze cze$¢ pryzmatu (M),
odchylajacego promienie $wietlne odlegto-
Sciomierza, polozona jest bezposrednio
przed okularem (K) celownika (K L).

3. Odlegtosciomierz wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, Zze uktad dwéch pryzmatéw
(M), z ktérych jeden odchyla promienie
$wietlne odleglosciomierza, drugi zas ce-
lownika, osadzony jest pomigdzy odlegto-
$ciomierzem (I H) a soczewka okularu (K).

4, Odlegtosciomierz wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, zZe pomigdzy :otworem
wziernym (O) a odlegtosciomierzem lub ce-
lownikiem umieszczona jest diafragma (N).

5. Odleglosciomierz z celownikiem
wedlug zastrz. 1, znamienny tem, ze celow-
nik (L K), odleglosciomierz (I H), diafra-
gma (N ) oraz pryzmat (M lub M’) znajduja
sie we wspélnej ostonie (P).
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